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요약

    
본 발명은 외부로 노출된 블랙 매트릭스를 커버하여 빛샘을 방지하고 패드를 몰딩(moulding)하여 습기가 패드부를 부
식하는 것을 막아줄 수 있도록 된 내습성이 강한 LCD 모듈 제작방법에 관한 것으로, 내습성이 강한 LCD(Liquid Crys
tal Display) 모듈(Module) 제작방법에 관한 것으로, BM(BlackMatrix), 및 ITO막이 C/F(ColorFilter) 유리상에 형
성된 상태에서, 상기 BM의 노출된 부분과 패드사이인 상기 컬러필터의 하면과, 패널의 액티브영역을 제외한 상기 ITO
막 상에 습기방지층을 약 30nm정도 성막하고, 상기 C/F 기판과 TFT 기판과의 합착시 패드부를 실리콘으로 몰딩하여 
제작함으로써 습기에 대해 대응력을 높일 수 있도록 된 것을 특징으로 하여 C/F의 액티브 영역 외각의 크롬 블랙매트릭
스 상부에 SiO2를 성막함에 의해 습기에 대한 대응력이 높아져 고온고습의 신뢰성시험이나 장기간 사용에 따른 크롬 
블랙매트릭스부에 대한 손상을 제거할 수 있는 효과가 있다.
    

대표도
도 4

명세서

도면의 간단한 설명

도 1 은 종래 LCD 모듈 구조를 나타낸 평면도.
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도 2 는 도 1 의 컬러필터 부분을 확대하여 도시한 단면도.

도 3 은 TFT LCD 모듈부의 구조를 나타낸 단면도.

도 4 은 본 발명에 따른 내습성이 강한 LCD 모듈 구조를 나타낸 평면도.

도 5 는 도 4 의 컬러필터 부분을 확대하여 도시한 단면도이다.

< 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>

10 : TFT측 기판 20 : 컬러필터 기판

22 : 블랙 매트릭스(BlackMatrix:BM)

24 : ITO(Indium Tin Oxide) 30 : 습기방지층(SiO2층)

50 : 실리콘(silicon)

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 내습성이 강한 LCD 모듈 제작방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 외부로 노출된 블랙 매트릭스를 커버하
여 빛샘을 방지하고 패드를 몰딩(moulding)하여 습기가 패드부를 부식하는 것을 막아줄 수 있도록 된 내습성이 강한 
LCD 모듈 제작방법에 관한 것이다.

액정표시소자는 여러분야에 적용되고 있는데, 예를 들면, LCD 노트북, LCD TV등에 적용된다.

    
도 1 은 종래 LCD 모듈 구조를 나타낸 평면도이고, 도 2 는 도 1 의 컬러필터 부분을 확대하여 도시한 단면도이고, 도 
3 은 TFT LCD 모듈부의 구조를 나타낸 단면도로서, 이에 도시한 바와 같이, 게이트 패드(2)와 데이터 패드(4)가 가
장자리에 형성된 LCD 모듈에서, 액티브영역(6)을 둘러싸는 형태로 형성된 블랙매트릭스부(8)와 컬러필터(Color Fil
ter: C/F) 에지부(9)의 사이의 거리(b)에서 상기 블랙매트릭스(8)의 노출이 생긴다. 즉, 도 2 에 도시한 바와 같이, 컬
러 필터(Color Filter: C/F)(20)측의 기판과 TFT 측의 기판(10)이 합착된 상태에서, 블랙 매트릭스(Black Matrix
: BM)(8)은 최대 확장하여 후술하는 도 3에서와 같이 백라이트(BackLight: B/L)로부터 빛이 발생할 때, 빛은 C/F의 
액티브 영역이 아닌 영역으로 통과되지 않도록 한다. 참고부호 a는 블랙매트릭스로부터 시일제(12)까지의 거리이다.
    

    
C/F 에지(9)에서 BM(8)까지의 거리를 약0.3mm로 유지하면 빛샘이 발생하지 않는다. 컬러필터 기판(20)과 TFT기
판(10)의 합착에 필요한 시일(seal)(12)재와 크롬(Cr) BM(8)까지는 약 0.3mm로 유지하여 상하기판을 봉합하여 도 
3 에서와 같이 모듈 상태로 하고 실리콘으로 패널의 패드를 몰딩(moulding)해서 습기가 패드부를 부식하는 것을 막아
주는데, 즉, 습기가 패널의 갭(gap)사이로 침투하는 것을 막아준다.그러나 실리콘(silicon)이 패널의 갭을 부실하게 몰
딩하는 경우가 발생한다.
    

구동전압이 인가되는 가혹한 신뢰성 조건에서 습기로 인해서 BM이 손상을 입어 유리로부터 떨어져 나가게 되어 백라이
트로부터 발생하는 빛이 이 영역을 통과해서 빛샘이 발생하고, 이러한 현상은 장기간 LCD를 사용할 때도 발생할 수도 
있는 문제점이 있다.
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    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명의 목적은 상기한 바와 같은 종래 액정표시장치에서의 문제점을 개선하기 위해 안출한 것으로, 백라이트로 부터 
발생하는 빛의 빛샘을 방지할 수 있도록 블랙매트릭스구조를 보완하고 습기로 인하여 블랙매트릭스가 손상되지 않도록 
된 내습성이 강한 LCD 모듈 제작방법을 제공함에 있다.

    발명의 구성 및 작용

    
상기한 바와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 바람직한 일실시예에 따르면, BM(BlackMatrix), 및 ITO막이 C/F
(ColorFilter) 유리상에 형성된 상태에서, 상기 BM의 노출된 부분과 패드사이인 상기 컬러필터의 하면과, 패널의 액티
브영역을 제외한 상기 ITO막 상에 습기방지층을 약 30nm정도 성막하고, 상기 C/F 기판과 TFT 기판과의 합착시 패드
부를 실리콘으로 몰딩하여 제작함으로써 습기에 대해 대응력을 높일 수 있도록 된 것을 특징으로 하는 내습성이 강한 
액정표시소자 모듈 제작방법이 제공된다.
    

또한, 본 발명에 있어서, 상기 습기방지층은 SiO2막으로 이루어진 것을 특징으로 한다.

또한, 본 발명에 있어서, 상기 SiO2막은 100°C이하의 RF법으로 성막하여 C/F의 액티브 영역에 영향을 주지 않도록 
된 것을 특징으로 한다.

또한, 본 발명에 있어서, 상기 BM의 구조는 2중막 CrOx/Cr, 또는 3중막 CrOx/CrNx/Cr인 것을 특징으로 한다.

또한, 본 발명에 있어서, 상기 BM은 수지로 된 것을 특징으로 한다.

또한, 본 발명에 있어서, 상기 습기방지층은 SiNx 또는 SiON막으로 된 것을 특징으로 한다.

이하 본 발명에 따른 내습성이 강한 LCD 모듈 제작방법을 바람직한 실시예를 중심으로 첨부도면을 참조하여 설명한다.

    
도 4 은 본 발명에 따른 내습성이 강한 LCD 모듈 구조를 나타낸 평면도이고, 도 5 는 도 4 의 컬러필터 부분을 확대하
여 도시한 단면도로서, 이에 도시한 바와 같이, 종래와 같이 내습성이 약한 C/F의 크롬 BM에 대해서 내습성을 높여주
기 위해 방책이 필요하다. 즉, C/F 제작의 마지막 공정인 ITO(24) 성막공정후에 액티브 영역(6)을 제외하고 패널 외
곽부의 크롬 블랙매트릭스의 상부를 SiO2 절연체(30)로 성막을 한다. SiO2 절연막(30)이 약 30nm이상이면 습기에 
대한 장벽(barrier)역할을 할 수 있고 시일(seal)제에 대한 부착효과가 높다. 그리고 TR(transfer)이 디스펜스(disp
ensing) 되는 영역에는 SiO2를 코팅하지 않는다.
    

그리고 SiO2막(30)의 형성은 약 100°C의 낮은 온도에서 RF성막법을 이용하여 C/F 액티브 영역에 대한 영향을 주지 
않도록 한다.

이러한 패널을 도 3 과 같이 모듈을 부착하고 패널의 패드부를 실리콘으로 도포하며, 패널의 갭사이가 부실하게 도포되
어 지는 경우, 고온 고습의 신뢰성 시험과 장기간 LCD-모듈을 사용하더라도 크롬 블랙 매트릭스의 습기에 대한 대응
력이 높아 손상을 입지 않는다.

    발명의 효과

따라서, 상기한 본 발명에 따른 내습성이 강한 LCD 모듈 제작방법에 의하면, C/F의 액티브 영역 외각의 크롬 블랙매트
릭스 상부에 SiO2를 성막함에 의해 습기에 대한 대응력이 높아져 고온고습의 신뢰성시험이나 장기간 사용에 따른 크롬 
블랙매트릭스부에 대한 손상을 제거할 수 있는 효과가 있다.
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아울러, 상기한 본 발명의 바람직한 실시예는 예시의 목적을 위해 개시된 것이며, 당업자라면 본 발명의 사상과 범위 안
에서 다양한 수정, 변경, 부가 등이 가능할 것이며, 이러한 수정 변경 등은 이하의 특허청구의 범위에 속하는 것으로 보
아야 할 것이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

BM(BlackMatrix), 및 ITO막이 C/F(ColorFilter) 유리상에 형성된 상태에서, 상기 BM의 노출된 부분과 패드사이인 
상기 컬러필터의 하면과, 패널의 액티브영역을 제외한 상기 ITO막 상에 습기방지층을 약 30nm정도 성막하고,

상기 C/F 기판과 TFT 기판과의 합착시 패드부를 실리콘으로 몰딩하여 제작함으로써 습기에 대해 대응력을 높일 수 있
도록 된 것을 특징으로 하는 내습성이 강한 액정표시소자 모듈 제작방법.

청구항 2.

제 1 항에 있어서, 상기 습기방지층은 SiO2막으로 이루어진 것을 특징으로 하는 내습성이 강한 액정표시소자 모듈 제
작방법.

청구항 3.

제 2 항에 있어서, 상기 SiO2막은 100°C이하의 RF법으로 성막하여 C/F의 액티브 영역에 영향을 주지 않도록 된 것
을 특징으로 하는 내습성이 강한 액정표시소자 모듈 제작방법.

청구항 4.

제 1 항에 있어서, 상기 BM의 구조는 2중막 CrOx/Cr, 또는 3중막 CrOx/CrNx/Cr인 것을 특징으로 하는 내습성이 강
한 액정표시소자 모듈 제작방법.

청구항 5.

제 1 항에 있어서, 상기 BM은 수지로 된 것을 특징으로 하는 내습성이 강한 액정표시소자 모듈 제작방법.

청구항 6.

제 1 항에 있어서, 상기 습기방지층은 SiNx 또는 SiON막으로 된 것을 특징으로 하는 내습성이 강한 액정표시소자 모
듈 제작방법.
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LCD（液晶显示器）模块制造方法本发明涉及具有强防湿性能的LCD
（液晶显示器）模块制造方法，作为具有强防湿性能的LCD模块制造方
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密封，并且SiO 2沉积在铬的上部根据高温高湿度或长期使用的可靠性试
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